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摘要(译)

本发明公开了一种液晶面板及其制造方法。该液晶面板包括彩膜基板、
阵列基板以及夹设在彩膜基板和阵列基板之间的液晶分子层，其中彩膜
基板包括形成在基板上的黑矩阵、彩色树脂、保护层和公共电极，公共
电极上形成有用于减缓杂质离子移动速率以改善残像的截断图形。该彩
膜基板的制造方法包括：步骤1、在基板上形成包括黑矩阵和彩色树脂的
图形；步骤2、在完成步骤1的基板上形成保护层的图形；步骤3、在完成
步骤2的基板上形成包括公共电极的图形，公共电极上形成有用于减缓杂
质离子移动速率以改善残像的截断图形。本发明提供的液晶面板及其制
造方法大大减弱了残像的现象，提高了液晶面板的显示效果。
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